








































专利名称(译) 沉积设备和通过使用沉积设备沉积有机发光显示装置的薄膜的方法
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摘要(译)

提供一种沉积设备，包括沉积源，所述沉积源包括将沉积材料喷射到基
板上的多个喷嘴;掩模，设置在基板和沉积源之间并与基板分离，并包括
多个第一开口，沉积材料通过所述第一开口;至少一个沉积入射角调节
板，设置在掩模和沉积源之间，并包括多个第二开口，用于调节从多个
喷嘴喷射的沉积材料的沉积入射角;其中，所述至少一个沉积入射角调节
板可在第一方向上朝向基板或与第一方向相反的第二方向移动，并且沉
积入射角调节板与喷嘴间隔开。
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